
製品名 サイズ 基板 反射膜

MOイメージング
プレート

低残留タイプ

または

高残留タイプ

□10mm
ガラス
または
GGG

なし

あり

Φ75mm ガラス
なし

あり

Φ150mm ガラス
なし

あり

MOイメージングプレート

※高残留タイプは、磁場を印加したときの可視化イメージが、磁場を
除いた後も残るタイプです。
※□10mmでは、GGG基板も選択できます。用途によって薄膜の成分も変
えることができますのでご相談ください。
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高残留タイプ

回
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）

磁界（kOe）

ファラデー回転角（本層５層）

※MOイメージングプレートのスタンダート品は、本層１５層になります。
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